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1 � �

�������	� II-VI ��������
�, �����������. ��������
� 3.37 eV, �������
�� GaN � ZnSe,

��� 60 meV, ���	��������	��
�	������	����� [1], ������
���, 
 ZnO �������������
�
�	 [2].

	��, ������������ ZnO �
����, ������	�
�, ��
���
�����
 ZnO ����, ����
���
�� B, Al, Ga, In � IIIA �
��������
��� [3]. 1998 �, Tang��	 ZnO �� Al ��
��
	�� 6.5 × 10−3 Ω·cm � AZO 	� [4], �
� Hirasawa��	 ZnO �� Ga ����
	�
� 1.6 × 10−4 Ω·cm ����� [5], �
����
����������� Li � Cu ������
��� [6]. ��������� Al ��
 ZnO 	
���������� 90%[7]. ��, �����
�
�����������, �������
���������	�� AZO ������
� [8]; ����� Cd ����� ZnO ����

�, 	����
 ZnO ���		 [9]; �	
��
���

�� ZnO ���������� [10],

�

�����
��� ZnO �������
���, ������
� (Y,La) �, ���
�,

����, �������� [11]. �������

�

���������
��, � Ta 
�
�� ZnO ������. ��������� Ta

��
 Na0.5Bi0.5TiO3-0.02NaNbO3 �
����

�������		, �� Ta �����	�
������� [12], ������������
�� Ta �� ZnO ����	��������
� [13], �� Ta 
�������
 ZnO ����
����		, ���	������, ��
�
� Ta ��
 ZnO ��������������
		.

2 ���������

�����
�����, 
� P63mc �
� �, 
 ��� C6V -4, � � � � � a = b =
0.3249 nm, c = 0.5206 nm, α = β = 90◦, γ = 120◦.

�	�������������, 	�����
��	�	�	 a, b, c �������	���
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������ 2 × 2 × 2 �	����, �� 32

���. Zn ��
�� 4 ��	� O �����
�������, O ���	
�
� Zn ���
� [14]. �������, � Ta �������	
���� Zn ��,������ 1—3, 	����
���� 6.25%, 12.5%� 18.75%��� ZnO,��

��� 1 �� 1, 2, 3, ������� Zn ��,

����� O ��.

�	�����������������
���� Wien2k 
	, ��


�	� (GGA)

��
�
���� (FP-LAPW) ���, ���
� Ta ������ ZnO 	����������
��.

� 1 ZnO � 2 × 2 × 2 	����

3 �������

3.1 ������������

3.1.1 ���

� 2 �������� ZnO ������, �
��������, Ta �����
������
�������		��. ����������
�, ����, ����		��
������


����	�
�����, �����


�����, ���������

��, 		
� [15] �
 ZnO �������
����, �

����
�������. ���� Ta ��
�������, �������
�����.

� 2 ������� ZnO ������

� 3 �������������� (a) 6.25%; (b) 18.75%
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�3	�
�������6.25%�18.75%�
����	�����. 
����������
����, ���������, 

��	�

�����, �	����������, −1.5—

3 eV ����	, 

�� O � 2p�� Ta � 5d

�������, �� Ta 5d �����; ���
� Zn � 4s ����
�, Ta � 5d ����, ��
� Zn �����
�. � −5—−3 eV ����	
�������, 

�� Zn � 3d�� O � 2p

����, Ta �����, 	���������,

O � 2s������.

3.1.2 ����
� 4 ������ 6.25%���������

����, �� 2 ��������������
	. ��������������, �����
���������������������
�����, ��� 3 ������������
���

������

����, 	���

��,��
������	��������
��������������, �������
� Ta �������
�����
�.

� 4 ����� 6.25%��������������� (a) x = 0.0625 ����; (b) x = 0.0625 ����

� 5 ��������������� (a) x = 0.125 ����; (b) x = 0.1875 ����
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�5	�
�������12.5%�18.75% �
�������������, ��� 4 �
�
��, �� Ta ���, �����������
����
�����
	
� G �, ����
�������
��������, �����
����, ������, 	�� 0.42 eV, 0.23 eV,

0.20 eV, ��������. ���������
���, ���������	�������
	, �������������������,

��� 2 ������� 3 �	����, ���
�	� O 2p�� Ta 5d�������� Ta � 5d

�	��������
����������
��

��.

3.2 ������������

3.2.1 ����
�������������������

������, �����������,���
���������������	���. ��
������

ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω), (1)

��, ε1(ω) ������, ε2(ω) ������.

���� ε1(ω) ��� Kramer-Kronig ���
���, ���� ε2(ω) ���
� [16]:

ε2(ω) =
4π2

m2ω2

∑
V,C

∫
BZ

d3k
2
2π

|e · Mcv (K)|2

× δ[EC (k) − EV (k) − �ω], (2)

��, � = h/2π, m �������, e �����
��, ω �����	�, C ����, V ����,

BZ�����
��, K����, |e · Mcv(K)|2
����
��
, Ec(k) ���������,

Ev(k) ���������.

� 6 
����������������
�����, ��������� ZnO ��, �
� Ta ���, ZnO ����������
�	,

��	
	���
������

����
�
, 
������� O 2p � Ta 5d ����
��
, �

��� Ta �����
����
���, 	�����
����
�
, 
��
�����	�, ����

�. ������
���, ��
���������, �

��

� Ta �����
���������, ���
����������
, ������
���
����
��
�����.

� 6 ������� ZnO ������� ε2(ω)�

3.2.2 ����

�������������� ε1(ω) ��
� ε2(ω) �� [17]

I(ω) =
√

2ω
[√

ε2
1(ω) − ε2

2(ω) − ε1(ω)
]1/2

. (3)

� 7 
����������������
��, �������, � ZnO �	������
�
, 	�
� 11.5 eV, 15.0 eV � 19.0 eV �, �
� Ta ����	������
��
�, ��


��
�, ��
�




������
������������
, ����

��
����� Ta ��
������������
��
���� [18]. �����������, 	

�����������
, ���� Ta ��
���������, �	���������,

����
���������, �������
��������.

� 7 ������� ZnO ������
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� 8 ������� ZnO �������� (a) ���;

(b) ���

3.2.3 �������
� 8 	��������� ZnO ����

����, �� Ta ������������

����
, ��	
��������

,

�	��

��������������
�, ��� 3 ����������
����,

��� 4 �����	���, �� Ta ���, �
�����������	���� Ta ��
�,

�� ZnO �� Ta ���	����������
��.

4 � �

� 	 � � � � � � � � � � � ��� �
� Wien2k 
	, ������
� Ta ���, �
�������� ZnO ����������, �
���������������������
�������. �������� Ta ����
��� (6.25%—-18.75%),���������

�����, ������, �����, �	��
��
�. �����������������
������, ���������	�, ���
�������������������, �	
	����
��������
, 	�����
���������. ����
�����, �
		
�����������
.
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The investigation on effect of property of ZnO
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Abstract

In this paper, the electronic structure and the optical properties of ZnO doped with Ta are calculated by the first-principles method

based on the density function theory. The calculation results show that fermi energy levels enter into the conduction band after Ta-doped.

With the increase of Ta concentration, the bandgap of ZnO is reduced and dielectric function imaginary part, absorption coefficient,

the refractive index, and reflectivity are all changed significantly. The imaginary part of dielectric function and the reflectivity shift

toward the higher-energy region. The absorption edge shifts to ward the red. The relationship between electronic structure and optical

properties is pointed out in theory.
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